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Veranstaltungsnummer: VA27-00035

Kompaktseminar Prozessmesstechnik in

der Verfahrenstechnik

Messmethoden, Funktionsprinzipien, Sensoreinbau, Sensorkopplung,

Anwendungsbeispiele

Termin

Di. 08.06.2027, 09:00 Uhr —

Mi. 09.06.2027, 16:30 Uhr

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.

Hollestr. 1

45127 Essen

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 1.610,00 €*

Für HDT-Mitglieder 1.449,00 €*

Präsenz

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Online-Buchung

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ der

Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 17.06.2026, 12:59 Uhr

https://stage.hdt360.de/verein-mitgliedschaft/
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Kompaktseminar Prozessmesstechnik in der

Verfahrenstechnik

-Q�IVWXIR�8IMP�HIW�7IQMREVW�4VS^IWWQIWWXIGLRMO�MR�HIV�:IVJELVIRWXIGLRMO�IVLEPXIR�7MI�IMRI�)MRJþLVYRK�MR�HMI

*YROXMSRWTVMR^MTMIR�YRH�HMI�:SV��YRH�2EGLXIMPI�HIV�IMR^IPRIR�1IWWQIXLSHIR�^YV�8IQTIVEXYVQIWWYRK�

(VYGO��YRH�(VYGOHMJJIVIR^QIWWYRK��*þPPWXERHWQIWWYRK��(YVGL¬YWW��YRH�1IRKIRQIWWYRK��;êKYRK�

*PþWWMKOIMXWEREP]WI��0YJXJIYGLXI���(MGLXIQIWWYRK���YRH�+EWOSR^IRXVEXMSRWQIWWYRK�

-Q�^[IMXIR�8IMP�HIV�7GLYPYRK�1IWWXIGLRMO�PMIKIR�HMI�7GL[IVTYROXI�FIM�HIR�+VYRHPEKIR�HIV

1IWW[IVXIVJEWWYRK��HIV�7MKREPZIVEVFIMXYRK��HIV�7MKREPþFIVXVEKYRK��HIV�4VS^IWWOSTTPYRK�YRH�HIV

WMGLIVLIMXWVIPIZERXIR�-RWXVYQIRXMIVYRK��7-0
�

(MI�,(8�0MROIH-R�+VYTTI�JþV�-LVI�8LIQIR

;MV�JVIYIR�YRW��[IRR�7MI�EYGL�EYJ�0MROIH-R�YRWIVIV�+VYTTI�¢Entwicklung, Konstruktion, Anlagen- und

Maschinenbau �FIMXVIXIR�

Hier geht es zur Gruppe auf LinkedIn.

Zum Thema

>YV�3TIVEXMSREP�4VSGIWW�)\GIPPIRGI�KILúVX�IMR�KIQIMRWEQIW�:IVWXêRHRMW�ZSR�:IVJELVIRWXIGLRMOIVR��1IWW��

7XIYIV��YRH�6IKIPYRKWXIGLRMOIVR�YRH�-RWXERHLEPXYRKWMRKIRMIYVIR�ZSR��-LVIQ�4VS^IWW��É

Zielsetzung

-Q�7IQMREV�4VS^IWWQIWWXIGLRMO�MR�HIV�:IVJELVIRWXIGLRMO�ZSQ�,EYW�HIV�8IGLRMOI�:���)WWIR��IVLEPXIR�7MI�IMRI

W]WXIQEXMWGLI�+VYRHPEKI�^YV�TVE\MWSVMIRXMIVXIR�%YW[ELP��&I[IVXYRK�YRH�^YQ�&IXVMIF�ZSR

4VS^IWWQIWWKIVêXIR�YRH�HIVIR�/STTPYRK�^YQ�1IWW��F^[��%YXSQEXMWMIVYRKWKIVêX�É2EGL�%FWGLPYWW�HIW

7IQMREVW�[IVHIR�7MI�MR�HIV�0EKI�WIMR��WS[SLP�QMX�HIR�1IWWKIVêXILIVWXIPPIVR�EPW�EYGL�QMX�HIR

%YXSQEXMWMIVYRKWXIGLRMOIVR�ZSV�3VX�JEGLKIVIGLX�^Y�OSQQYRM^MIVIR�

Programm

����������

����������� 4VS^IWWQIWWXIGLRMO�MR�HIV�:IVJELVIRWXIGLRMO�8EK��

8EK���HIW�7IQMREVIW� 4VS^IWWQIWWXIGLRMO�MR�HIV�:IVJELVIRWXIGLRMO �JEWWX�HMI�*YROXMSRWTVMR^MTMIR�

HMI�:SV��YRH�2EGLXIMPI���

����������

https://www.linkedin.com/groups/12676146/
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08:30–16:30 Prozessmesstechnik in der Verfahrenstechnik Tag 2

Am Tag 2 werden die Messmethoden fortgesetzt: Flüssigkeitsanalyse (Dichte, Leitfähigkeit, pH,

gelöster Sauerstoff, Trübung, Konzentration)...


